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Synthesis for Poly(3-hexylthiophene)-b-Polymethylmethacrylate Block Copolymer  
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Poly(3-hexylthiophene) (P3HT)은 높은 전도성과 유기 용매에 대한 용해성 때문에 다양한 응용이 기

대되는 전도성 고분자이다. 우리는 P3HT와  poly(methylmethacrylate) (PMMA)를 이용한 block 

copolymer를 합성하여 self asembly에 의한 nanostructure를 관찰하고자 한다. PMMA는 UV 노광과 

acetic acid 세척으로 손쉽게 제거되기 때문에 P3HT nanosturcture 응용에 유리할 것이다.  


